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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１６９４４—１９９７《电子工业用气体　氮》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６９４４—１９９７相比主要变化如下：

———修改电子工业用氮的适用范围（ＧＢ／Ｔ１６９４４—１９９７的第１章，本版的第１章）；

———修改规范性引用文件（ＧＢ／Ｔ１６９４４—１９９７的第２章，本版的第２章）；

———修改技术指标内容（ＧＢ／Ｔ１６９４４—１９９７的第３章，本版的第３章）；

———修改电子工业用氮抽样和判定规则（ＧＢ／Ｔ１６９４４—１９９７的４．１，本版的４．１）；

———增加电子工业用氮采样要求（见４．１．３）；

———修改氢、氧、一氧化碳、二氧化碳含量的分析方法（ＧＢ／Ｔ１６９４４—１９９７的４．３、４．４、４．６，本版的

４．３）；

———修改总烃分析方法的检测限（１６９４４—１９９７的４．７，本版的４．４）；

———修改水分含量的分析方法（ＧＢ／Ｔ１６９４４—１９９７的４．５，本版的４．６）；

———修改标志、包装、贮运及安全（ＧＢ／Ｔ１６９４４—１９９７的第５章，本版的第５章）；

———增加规范性附录Ａ，并把测定电子工业用氮中的氢、氧、一氧化碳、二氧化碳含量的方法写入该

附录（见附录Ａ）。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国计量科学研究院、西南化工研究设计院。

本标准主要起草人：周泽义、周鹏云。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６９４４—１９９７。
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电子工业用气体　氮

１　范围

本标准规定了电子工业用气体氮的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。

本标准适用于以深冷法从空气中提取的气态和液态氮，以及经电化学方法得到的氮。它们在超大

规模集成电路制造中用作保护、吹扫、覆盖、加压，化学气相淀积等。

分子式：Ｎ２。

相对分子质量：２８．０１３４（按２００５年国际相对原子质量计算）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ３７２３　工业用化学产品采样安全通则

ＧＢ／Ｔ３８６４　工业氮

ＧＢ５０９９　钢质无缝气瓶（ＧＢ５０９９—１９９４，ｎｅｑＩＳＯ４７０５：１９９３）

ＧＢ７１４４　气瓶颜色标志

ＧＢ／Ｔ８９８４　气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定　气相色谱法

ＧＢ１４１９４　永久气体气瓶充装规定

ＧＢ１６９１２　深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程

ＪＢ／Ｔ５９０５　真空多层绝热低温液体容器

ＪＢ／Ｔ６８９７　低温液体运输车

ＪＢ／Ｔ６８９８　低温液体贮运设备使用安全规则

气瓶安全监察规程

压力容器安全技术监察规程

压力管道安全管理与监察规定

３　技术要求

电子工业用气体氮的质量应符合表１的要求。

表１　技术指标

项　　 目 指 　　标

氮（Ｎ２）纯度（体积分数）／１０
－２

≥ ９９．９９９９ ９９．９９９６

氢（Ｈ２）含量（体积分数）／１０
－６

＜ ０．１ １．０

氧（Ｏ２）含量（体积分数）／１０
－６

＜ ０．２ ０．５

一氧化碳（ＣＯ）含量（体积分数）／１０－６ ＜ ０．１ ０．５

二氧化碳含量（ＣＯ２）（体积分数）／１０
－６

＜ ０．１ ０．５

总烃含量（以甲烷计）（体积分数）／１０－６ ＜ ０．１ ０．５
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